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“Mit Hilfe der Mikro- und
Nanotechnologie stellen
wir unseren Kunden nach-
haltige Losungen und Inno-
vationen zur Verfligung.*

Unsere Kunden arbeiten in unter-
schiedlichen Gebieten wie Optik,
Biowissenschaften, Elektronik und
vielen anderen. Ihre Anforderungen
sind so unterschiedlich wie die finalen
Anwendungen. Wir bieten unseren
Kunden nachhaltige und innovative
Losungen auf der Basis der Mikro-
und Nanotechnologie an.

Aufgrund unserer langjéhrigen
Erfahrungen in der Welt der Mikro-
und Nanostrukturen erfiillen wir die
hohen Anspriche unserer Kunden.

%%QL

Dr. Oliver Humbach - CEO



\on unserer Liebe zum Detail

Funktionale Nanostrukturen, wie zum Beispiel die Ober-
flache eines Mottenauges oder der Haifischhaut, sind fur
das menschliche Auge unsichtbar. Deren Effekte wirken
dagegen umso beeindruckender und kénnen in vielen
Anwendungen genutzt werden.

Die Mikro- und Nanotechnologien spielen in einem
breiten Spektrum an Branchen eine zunehmend wichtige
Rolle. Viele technische Produkte kénnen mit Hilfe von
Oberflachenstrukturen oder Mikrobauteilen in ihrer
Funktion verbessert oder tberhaupt ermoglicht werden.

temicon hat sich der Entwicklung und Produktion von
,Detailldsungen® verschrieben. Dies bezieht sich auf die
Fertigung in kleinen Stlickzahlen ebenso wie auf die
Serienproduktion von tausenden oder auch millionen
von mikro- oder nanostrukturierten Bauteilen. Da temicon
die gesamte Produktionskette, angefangen beim Design
und der Simulation, weiter Gber die Werkzeugfertigung
mittels UV- und Interferenz-Lithographie und Galvanik,
bis hin zur Serienfertigung abdeckt , kdnnen wir unseren
Kunden ein breites Spektrum an spezifischen ,Detail-
l6sungen® anbieten.

Nutzen Sie unsere Kompetenz flr lhren Erfolg!



Die wesentlichen D
.

nge
nd fUr das Auge unsichtbar

. Sie kennen lhren Markt und lhre
t emlcon Kunden. temicon kennt die Welt der
micronano solutions Produktion von Mikro- und Nanostruk-
turen. Wir entwickeln und fertigen
fir Sie z.B. groRflachige Folien und
m Komponenten, Stempel, Mikroprazisi-
onsbauteile, Polymerkomponenten

Design
Planungund " o1 o oder Halbwerkzeuge, alles versehen
Simulation - Jee mit funktionalen Mikro- und Nano-
B N ’ . strukturen.
() Anfrage ) ' 1 -~ Mastering
= UV Lithographie,
— Laserinterferenz- Als One-Stop-Shop bieten wir Ihnen
mEm e TogrETpie alles aus einer Hand. Von der Entwick-
Kunde § lung, Gber den Prototypen bis hin zur

3 Werkzeuge

_ Serienfertigung. Um die hohen Anfor-
Shims und Sleeves

fiir R2R/R2P, derungen unserer Kunden zu erfillen,
(((@ Produkt ¢ Spritzgusswerkzeug- dokumentieren, reflektieren und
einsatze . L
verbessern wir kontinuierlich unsere
Fertigung m Prozessabldufe, um dauerhaft eine
Spritzguss, e
ROR/RIP Imprint hohe Qualitat in allen Unternehmens-
bereichen sicherzustellen. Natirlich ist

5 (:'fp unser Qualitdts-Managementsystem
= nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Von der Beratung und Entwicklung bis
zur Produktion von Serien - alle Arbeits-
schritte erhalten Sie aus einer Hand.

GESCHAFTSBEREICHE ANWENDUNGSGEBIETE
-+ Functional Surfaces -+ Beleuchtung
- Films & Panels -+ Display
-+ Polymer Parts -+ Biowissenschaften
-+ Metal Parts -+ Photonik & Elektronik
-+ Bionik




BEISPIEL FUR UNSERE

Mikro- und Nanostruktur
Oberflachen und Metallte

erte
e

® Optik und Lichtmanagement

Hydrophobe und
hydrophile Strukturen

Haptische Effekte

) Mikrofluidische Strukturen
ﬂ . . .
SJ Bionische Funktionen

So vielfaltig die Einsatzbereiche flr
Mikrostrukturtechnik sind, so vielfaltig
sind auch die Strukturen, die fir die
unterschiedlichsten Anwendungen
zum Einsatz kommen.

Einige dieser Strukturen sind aus der
Natur kopiert, wie das Mottenauge
oder die Haifischhaut. Diese Struktu-
ren kdnnen u.a. zur Minimierung der
Reflexionen in optischen Systemen
oder zur Verringerung des Stromungs-
widerstands eingesetzt werden.

Mikroprazisionsbauteile ermoglichen
in der Medizintechnik neue Analyse-
methoden und helfen dabei, Untersu-
chungen schneller und kostengunsti-
ger durchzuftihren. Diffusoren kénnen
kundenspezifisch angepasst werden
und er6ffnen damit neue Wege der
Lichtgestaltung. Es gibt viele andere
Beispiele, die zeigen, wie erst durch
den Einsatz von Mikro- und Nano-
strukturen Eigenschaften verbessert
oder sogar bestimmte Funktionen
ermoglicht werden und damit neue
Anwendungsfelder eroffnen.




Interferenzfarben
erzeugt durch
Lichtbeugung an
Nanostrukturen

ANWENDUNGSGEBIET

Lichttechnik

ANWENDUNGEN

-+ Automobilbeleuchtung

-+ Innen und AuRenbeleuchtung

-+ Tageslichtmanagement

und OLED‘s

-+ Optische Aperturen

BEIPIELE
niiﬁ_ih'

Nanostrukturierte Oberflachen wie z.B.
Diffusoren kdnnen gezielt zur Lichtgestaltung
eingesetzt werden
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LED Technologie und Lichtmanagement-
Systeme eroffnen neue Moglichkeiten fir die
Innenraumbeleuchtung bei Fahrzeugen

LED’s werden immer haufiger als Licht-
quelle eingesetzt. Die Vorteile sind
héhere Energieeffizienz, langere Le-
bensdauer, geringe Baugrofe und ein-
stellbare Lichtfarben. In der Beleuch-
tung finden strukturierte Oberflachen
in vielfaltigen Bereichen Anwendung.
Der aktuelle Trend zum verstarkten Ein-
satz von LEDs als Lichtquelle eroffnet
neue Gestaltungsmoglichkeiten wie
z.B. bei der Automobilbeleuchtung

( Frontleuchten, Riickleuchten und
Innenraumbeleuchtung) . Hier spielen
Lichtmanagement-Mikrostrukturen
eine grofe Rolle zum Erreichen der
gewlnschten Lichtverteilung.

Mit optisch funktio-
nalen Oberfldchen
kann Licht gestreut,
konzentriert und exakt
ausgerichtet werden

Mikro- und nanostrukturierte Oberfla-
chen tragen zu héherer Lichteffizienz
und damit zu Energieeinsparung bei.
Sie dienen dazu den Materialeinsatz
zu reduzieren. Greentech meets
Cleantech!

Um die Lichtmenge zu begrenzen oder einen
Lichtstrahl zu formen, werden optische
Aperturen eingesetzt



temilux steht fUr Lichtelemente, Licht-
platten und —folien fir innovative,
grolflachige Beleuchtungskonzepte in
Raumen und Gebauden. Durch unsere
mikrostrukturierten Lichtelemente in
Kombination mit LEDs entstehen ganz
neue Gestaltungsmoglichkeiten im
Leuchten-Design und der Lichtarchitek-
tur, unter Einbeziehung von Fassaden,
Decken, Wanden oder Objekten. Das
LED-Licht wird flachig oder stirnseitig
in die duferst flachen temilux Lichtele-
mente eingebracht und durch mikro-
strukturierte Oberflachen, z.B. Diffusor-,
Mikrolinsen- oder Auskoppel-Struktu-
ren, optimal gelenkt und verteilt.

Die Strukturen auf den temilux Licht-
elementen sind fir das Auge nicht
sichtbar und entfalten dennoch ihre
Funktion in einer ansprechenden und
energieeffizienten Lichtverteilung. Mit
unserer Strukturierungstechnologie
werden durchsichtige, selbstleuchtende
Elemente realisiert, die beispielsweise
in grol’flachigen Leuchten, Lichtobjek-
ten, Fassadenelementen, Trennwanden,
Lichtdecken, Balustraden oder Werbe-
flachen zum Einsatz kommen.

BEISPIELE

Grolflachige LED -
Deckenbeleuchtung

Individuelle Licht-
gestaltung fur
Birordume und
Arbeitsplatze

Leuchte mit LED
Lichtleiter



Storende Reflexionen
z.B. auf Bildschirmen

oder Displays kénnen
durch Nanostrukturen

auf ein Minimum
reduziert werden

Lickenloses Mikro-
linsen Array mit
100% aktiver Flache
und Oberflachen-
qualitat fur optische
Anwendungen

Lichtleiter ermog-
lichen eine homo-
gene Ausleuchtung
und eine gute
Transparenz

Mafgeschneiderte
Diffusoren werden in
Head-Up Displays flr

verbesserte Aus-
leuchtung eingesetzt

BEISPIELE

ANWENDUNGSGEBIET

Displays

Die Displaybranche ist eine der am
schnellsten wachsenden Hightech-
Bereiche. Flachbild-Fernsehgerate
werden immer grolier, Smartpho-

nes und Tablet-PCs sind moderne
elektronische Gerate, bei denen das
Display nicht nur als Anzeige genutzt
wird, sondern auch zur Informations-
eingabe dient. Die Anspriiche an die
Displaytechnik werden immer grolier,
und damit steigen auch die Anspriiche
an das Lichtmanagement im Display.
Flache und leichte Bauweise wird
ebenso gefordert wie geringer Energie-
verbrauch, sowie gute Lesbarkeit im
Aulenbereich auch bei Sonnenschein.

Bei all diesen Anforderungen bie-
ten Mikro-Nanostrukturen energie-
und kosteneffiziente Losungen.

So werden optische Komponenten,
die anspruchsvolle Lichtmanage-
ment-Aufgaben erfillen, entweder
durch Spritzguss oder durch Walzen-
prageverfahren auf Folie hergestellt.

ANWENDUNGEN

-+ 3D-Displays

B



Mikrosiebe erfillen Bei der Wirkstoffentwicklung helfen
clie ko de Mikrofluidikstrukturen als sogenanntes
Zerstiubens, der Lab-on-Chip bereits in der friihen
Filtration oder Tren- Phase durch reduzierten Verbrauch
nung von Flussig- von Wirkstoffen, die Entwicklungs-
(CICIRCIIEIE Il 7citen und Kosten zu reduzieren. Des
Pudemn Weiteren kénnen diese Chip-Systeme
in Anwendungen der personlichen
Diagnostik notwendige Untersuchun-
gen flr den Patienten angenehmer
gestalten, da diese schneller oder mit

IV T YV I AT A3 : ] @l ccringerer Probenmenge durchgeflhrt

Biowissenschaften i

Dosierung, des

Mikrofluidische
| Elemente wie DUsen,
\ . | Kanaéle, Mischer oder
| . speziell struktur-
B = ; s ierte Oberflachen

{ L% N/ erlauben die gezielte
/ J i i f{ Handhabung und
N - ,
1 Beeinflussung von

Flussigkeitsmengen
- 4 schon ab dem ersten

w i
. \ Tropfen.
/ : \ - M

- Mikrofluidik

~» Mikro Titerplatten - 3
-+ Zellkulturgefale s . "
-+ Mikromembranen .

und Mikrofilter

BEISPIELE

Zerstduberdisen mit speziell entwickelter Konisch strukturierte Membran zur selektiven Lab-on-Chip mit Mikrokanélen fiir analytische
Perforationsstruktur Filterung spezifischer Zelltypen Anwendungen



In den Anwendungsgebieten der
Photonik und Elektronik spielen
Mikro- und Nanostrukturen eine
wichtige Rolle. Dies gilt besonders
fur die Umwandlung von Photonen
in Elektronen und umgekehrt. In

der Photovoltaik werden Mikro- und
Nanostrukturen z.B. fiir das Einfangen Linse einerHandykamera
und die Konzentration von Sonnen-
licht auf kristallinen, Dinnschicht-

oder organischen PV-Zellen genutzt.
Mikrostrukturen

machen PV-Techno-

ANWENDUNGSGEBIET
TS ATl /e Arten von optischen Kompo-

verbessern den nenten wie Linsen, Prismen, Retro- .
Energieertrag. reflektoren, Aperturen usw. kdnnen E e t rO n

auf Mikrodimensionen verkleinert
werden und in optischen Systemen,
Sensoren oder Encodern eingesetzt
werden. Diffraktive optische Elemente
(DOE) sind Schlisselkomponenten
fir Strahlteilung und Formung von
Laserstrahlen.

Weitere Anwendungsgebiete liegen
in der Elektronik z.B. Siebdruckscha-
blonen oder Schattenmasken fir
PVD-Prozesse. Strukturabmessungen
von kleiner als 10pym in Verbindung

| mit geringen Toleranzen machen

| mikrostrukturierte Schablonen und
Masken zur ersten Wahl fir gedruckte gt
Schaltungen, Solarzellen oder OLED '
\ Produktion.

BEISPIELE

ANWENDUNGEN

-+ Diffraktive optische
Elemente

+ - Mikroschablonen

» Schattenmasken:

Doppellagige Siebdruckschablone fiir PCB Lichtkonzentration durch mikrostruktierte Diffraktives optiches Element (DOE) zur Laser-
Linsen in CPV Modul strahlformung

10



ANWENDUNGEN

Die Natur liefert vielfaltige Losungen
im Bereich der mikro- und nanostruk-
turierten Oberflachen. Durch malége-
schneiderte Mikrostrukturen kénnen
hydrophobe (Wasser abweisende,
Lotus Effekt) oder hydrophile (Wasser
anziehende) Oberflachen oder oleo-
phobe Oberflachen (Ol abweisende
Oberflachen, Anti-Fingerprint) einge-
stellt werden. Analog zur Haifischhaut
kann durch geeignete Oberflachen-
strukturierung der Luftwiderstand von
Flugzeugen, Autos oder Windradern
reduziert werden. Reibungswiderstan-
de zwischen sich bewegenden Teilen
konnen vermindert werden.

Aber auch der umgekehrte Effekt stark
haftender Oberflachen (Gecko-Effekt)
basiert auf der Mikro und Nanostruk-
turierung von Oberflachen. Wiederum
nach dem Vorbild der Haifischhaut
bewirken Mikrostege, die wie Schup-
pen nebeneinander angeordnet sind,
antibakterielle Eigenschaften. Die
Haftung, Vermehrung und Ausbreitung
von Bakterien wird auf diese Weise
reduziert. Antibakterielle Oberflachen
sind z.B. in der Medizintechnik und
der Lebensmittelindustrie von groRem
Interesse.

ANWENDUNGSGEBIET

K

BEISPIELE

kturen
rabge-
>chnik

Die antibakterielle
Wirkung der Sharklet™
Struktur macht medi-
zinische Produkte
sicherer

Selbstreinigende
Oberfléche basierend
auf dem Lotuseffekt

Haptische Strukturen
machen Produkte
sinnlich wahrnehm-
bar

11



Produktion

8

Functional ' Surtaces

Design, Mastering
und Herstellung
von Shims und
Sleeves flr die
Serienfertigung
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Die Topografie und das Design der
Mikro- und Nanostrukturen bestimmt
die Funktionalitat der produzierten
Oberflachen und Komponenten. In
unserem Geschaftsbereich Functional
Surfaces entwickeln und realisieren
wir neue Strukturdesigns oder setzen
die Designvorgaben unserer Kunden
in lithogaphisch hergestellte Master-
strukturen um.

Zur Strukturherstellung verfligt die
temicon Uber einzigartige Moglich-
keiten mittels UV-Lithographie und
Laserinterferenz-Lithographie, um den
Strukturbereich von unter 100 nm bis
hin zu mehreren 100 um abzudecken
- mit besonderem Augenmerk auf
grol¥flachige, nahtfreie Endprodukte
mit Gesamtflachen von bis zu einem
Quadratmeter.

Grofformatiges Mastering geht mit
grofdformatiger Galvanik einher,
wodurch fir den Kunden ideal abge-
stimmte Werkzeuge fur Replikations-
technologien jeglicher Art realisiert
werden konnen. Neueste Entwick-
lungen ermdglichen sogar nahtloses
Mastering und Galvanikprozesse auf
Zylinderoberflachen, wodurch naht-
freie Endprodukte mit hdchster Pro-
duktivitat hergestellt werden kénnen.



-

Groléflachige mikro- und nanostruk-
turierte Materialien produzieren

wir in Serie auf selbst entwickelten
Rolle-zu-Rolle- und Rolle-zu-Platte-
Maschinen. Dabei wird ein dinner
Lackfilm auf unterschiedlichste
Tragermaterialien, wie Glasscheiben,
Kunststofffolien oder -platten, aufge-
tragen und mittels spezieller Vorrich-
tungen und Werkzeuge strukturiert
und UV-gehartet.

temicons Rolle-zu-
Rolle und Rolle-zu-
Platte-Anlagen zur
Serienfertigung von
Folien und Platten

Die Technologieplattformist in ihrer
Gesamtheit einzigartig und umfasst
tiefgreifende Kenntnisse im Zusam-
menspiel von Anlagen-, Prozess-,
Werkzeug- und Lacktechnologie.

Mit diesem Know-how bieten wir
unseren Kunden Losungen aus einer
Hand, vom Prototyping Uber Klein-
serien bis zur Groléserienproduktion.

Die Serienfertigung findet entweder
in unserer eigenen Produktion statt
oder kann als Turnkey-Projekt in der
Produktion unserer Kunden umge-
setzt werden.

13



Produktion

Sie sind auf der Suche nach Kunst-
stoffteilen mit Mikro- oder Nanostruk-
turen und hoher Integrationsdichte?
Dabei soll das erste Teil exakt so sein
wie alle weiteren einer kleinen oder
grofden Serie? Dann haben wir mit den
Replikationsmoglichkeiten in unse-
rem Geschaftsbereich Polymer Parts
o 2 A die richtige Technologie, das richtige

, Verstandnis und die passenden Mitar-
beiter fir gemeinsame Projekte.

Von optischen Komponenten fir

LED oder Laseranwendungen tber
Filter mit nur wenigen Mikrometer
kleinen konischen Poren bis hin zum
komplexen Fluidik-Chip realisieren
wir ihre Produktideen. Unsere voll-
automatische Spritzgussfertigung ist
dabei auf 24/7 ausgelegt und unter-
liegt dem QM-System zur Realisierung
einer Null-Fehler-Fertigung.

Vollautomatisierte
Spritzgussfertigung
flr 24/7 Fertigung
von Kunststoffteilen

Die UV-Imprint-Technik erganzt unsere
Fertigung da, wo andere Verfahren an
ihre Grenzen kommen und erganzt
damit unser innovatives Technolo-
gieportfolio. So stellen wir Artikel mit
feinsten Strukturen prozesssicher und
zuverldssig her.

14



Im industriellen MaRstab werden bei
temicon hochprazise metallische
Mikrokomponenten mittels Lithogra-
phie und Galvanotechnik gefertigt.
Immer dann, wenn die klassischen
Verfahren Zerspanen, Stanzen, Laser-
schneiden oder Photoatzen an ihre
Grenzen stolRen, kommt unsere inno-
vative Technologie zum Einsatz.

Typischerweise werden viele Mikro-
bauteile zusammen in einer Charge
hergestellt und anschliefend verein-
zelt. Auf diese Weise kdnnen grolée
Stickzahlen wirtschaftlich und in
hoher Qualitét realisiert werden. Die
Abmessungen der Strukturen reichen
von mehreren 100 um bis hin zu weni-
gen 100 nm.

Mikromembranen und Mikrosiebe
finden in einer Vielzahl von Anwen-
dungen, z.B. in der Umwelttechnik,
Lebensmittelindustrie, Pharmazie,
Biotechnologie, in optischen, fluidi-
schen, mechanischen oder elektro-
nischen Systemen ihren Einsatz. Die
Mikrolochstrukturen werden beispiels-
weise zur Filtration, Separation, Do-
sierung und Zerstaubung genutzt. Die
kleinen Bauteile sind oft das Herzstlick
von High-Tech-Geraten und Anlagen.

Ein weiteres bedeutendes Anwen-
dungsfeld sind Mikrolochfolien als
Schablonen und Schattenmasken flr
den Siebdruck oder PVD-Verfahren.

GESCHAFTSBEREICH
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Tausende Mikro-
bauteile werden

im Batchverfahren
auf Wafern und
grofformatigen
Glassubstraten
mittels Lithographie
und Galvanotechnik
hergestellt
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Technologien

Design und Simulation

UV-Lithographie

Interferenz-Lithographie

In der Entwurfsphase der Produkt-
entwicklung nutzen wir moderne
Softwaretools zur Simulation und
Visualisierung der Produkte. Unser
Team nutzt Raytracing -Software fir
optisches Systemdesign und wellen-
optische Simulationsalgorithmen,
um die optischen Eigenschaften

der mikro- und nanostrukturierten
Oberflachen zu berechnen und die
Leistung zu optimieren. Wir konnen
entsprechende CAD-Zeichnungen
und Daten erstellen.

Fir optische und topografische Cha-
rakterisierungen von Oberflachen set-
zen wir hochauflésende Rasterelektro-
nen- und Rastersondenmikroskopie,
optische Mikroskopie, Photospektro-
metrie fir Transmissions- und Refle-
xionsmessung, Goniophotometrie
zur Erfassung von Diffusionsprofilen
und Ellipsometrie ein. Darliberhinaus
stehen Apparate zur Ermittlung von
Defektraten, Wasserkontaktwinkeln
usw. zur Verflgung.

16
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Wir verwenden UV-Lithographie als
Mastering Prozess fur Mikrostrukturen
>1pm Strukturgrolée. UV-Lithographie
wird auch in der Halbleitertechnik

fir WafergroRen (4-12) eingesetzt.
Uber mehrere Jahre hat temicon die
UV-Lithographie konsequent weiter-
entwickelt und bietet damit techno-
logische USP’s wie z.B. Grofsformat
(m?), hohes Aspektverhéltnis (iber
2.0) exakt einstellbare Winkel der
Seitenwande oder lickenlose Linsen
Arrays. Damit sind wir in der Lage
eine Vielzahl von Mikrostrukturen mit
malsgeschneiderten Funktionen zu
realisieren.

Zwei UV-Lithographie Linien

-+ FUr WafergroRen
(bis zu 200 mm)

(bis zu 800 mm x 1200 mm)
sind in unserem 400 gm?” Reinraum
installiert, dazu gehoren auch Resist-
Coating, Belichtung, Nassprozesse
und Sputtering.

Interferenz-Lithographie ist eine
einzigartige Technologie, um sowohl
hochperiodische als auch stochasti-
sche Oberflachenreliefstrukturen in
Photolackmaterialien zu erzeugen.

Durch Modifizierung der Prozesspara-
meter ist es moglich, eine Vielzahl
unterschiedlicher Profilformen zu
generieren. Ein und zweidimensionale
Strukturen konnen mit unterschied-
lichen Geometrien wie sinusoidal,
parabolisch, triangular oder selbst
bindr gebildet werden. Die Starke der
Interferenz-Lithographie ist die Mog-
lichkeit der Hochskalierung auf sehr
grofe, nahtlos strukturierte Flachen
mit einer hervorragenden Homoge-
nitat (bis zu 1gm? oder sogar groker).
Nach Belichtung des Photoresistmas-
ters erlauben Replikationstechnologi-
en die kostenglinstige Produktion von
grol’flachig strukturierten Folien und
von kleinen Kunststoffteilen.



Galvanik

UV Imprint (R2R/R2P)

Spritzguss

Galvanik wird eingesetzt, um eine
metallische Kopie eines strukturierten
Photoresistmasters zu erzeugen.
Damit werden die empfindlichen
Mikro/Nanostrukturen vom Photo-
resist in ein stabiles Metallwerkzeug
Ubertragen.

Zu diesem Zweck wird eine diinne
metallische Schicht auf den strukturier-
ten Photolack aufgesputtert. Danach
wird ein Nickelshim galvanisch darauf
abgeschieden. Die typische Dicke des
Shims liegt in einem Bereich zwischen
50pm bis zu mehreren mm. Anschlie-
(Send wird der Shim durch Laser- oder
Drahtschneiden exakt auf die erforder-
lichen Abmessungen zugeschnitten
und falls notwendig zu einem Sleeve
geschweildt. temicon arbeitet an der
Entwicklung von Sleeves der nachsten
Generation. Diese Sleeves sind naht-
los und bieten damit neben hochster
Effizienz auch neue Anwendungsfelder
fur strukturierte Folien.

In ahnlicher Weise werden Mikropra-
zisionsteile galvanisiert. Hierbei wird
die galvanische Abscheidung beendet,
bevor sie die Dicke des Photoresists
erreicht, um Mikrolochstrukturen in
den Metallteilen zu erzeugen.

Die UV Imprint Technologie wird

fur die Replikation von Mikro- und
Nanostrukturen in diinnen UV-Lacken
auf Folien und rigiden Materialien
eingesetzt. temicon hat eine welt-
weit einzigartige Rolle-zu-Rolle und
Rolle-zu-Platte Imprint-Technologie
fur die industrielle Serienproduktion
von mikro- und nanostrukturierten
Folien und Komponenten entwickelt
und entsprechende Anlagenlinien
aufgebaut.

Nahezu jedes flexible als auch starre
Material, welches von der Rolle oder
als Platte verflgbar ist, ob transpa-
rent oder nicht transparent, kann mit
dieser zukunftsweisenden Fertigungs-
technologie funktional strukturiert
werden. Die Schichtdicke des aufge-
brachten UV-Lacks variiert dabei in
einem Bereich von 2 - 150 um auf einer
Breite von 600 mm, um Strukturen mit
Grolben von wenigen Nanometern bis
zu 200 um abzuformen. Dabei garan-
tiert die UV Imprint Technologie 1:1
Kopien der Strukturen und ermdglicht
niedrige Produktionskosten.

Fur die Herstellung von Kunststofftei-
len mit mikro- und nanostrukturierten
Oberflachen in mittleren bis hohen
Mengen nutzen wir Spritzgussma-
schinen und Werkzeuge gemals dem
Stand der Technik. Werkzeugeinsatze
werden mit Hilfe der firmeneigenen
Lithographie und Galvanotechnik her-
gestellt. Zur optimalen Abformung der
Mikro- und Nanostrukturen kdnnen
wir jede Kombination von isothermen
oder variothermen Temperaturpro-
filen fir Spritzguss- oder Spritzpra-
ge-Prozesse einsetzen. Typische
Materialien sind transparente Kunst-
stoffe wie Polycarbonat, PMMA oder
COC/COP.

Aber auch andere thermoplastische
Materialien konnen je nach Anwen-
dung genutzt werden. Unsere Spritz-
gussmaschinen sind auf den Einsatz
im Reinraum ausgelegt und mit einem
vollautomatischen Roboterhandling
ausgerustet. In-line und Off-line
Analytik stellen sicher, dass wir

an unsere Kunden das ausliefern,

was sie bendtigen.

17



‘\.‘:!.‘:éﬁ

1T
| ]

Tl

g i
L] Fm
e

o mol

[

Standort Dortmund MST: Standort Dortmund ZfP: Standort Freiburg:
UV-Lithographie, Nanoimprint Spritzguss und R2R/R2P Laser-Interferenz-Lithographie
und Galvanik

St d t temicon entwickelt und fertigt mikro- und nanostrukturier-
a n O r e te Produkte an zwei Standorten in Deutschland: Dortmund
und Freiburg.

In Dortmund ist der Firmensitz der in 2005 gegriindeten
temicon GmbH. Hier werden u. a. die UV-Lithographie,
Sputterprozesse und die Galvanik durchgefiihrt. Darlber
hinaus ist die Produktion auch in Dortmund angesiedelt.
Hier sind auf (iber 1500 m* Flache die Spritzgusstechnik
sowie die R2R und R2P-Fertigung aufgebaut. Produkte, die
in Dortmund gefertigt werden, sind z.B. Mikroprazisions-
bauteile oder mikrofluidische Strukturen fir Lab-on-Chip
Anwendungen.

Der zweite temicon Standort befindet sich in Freiburg.
Urspringlich als holotools GmbH, ein Spin-off des
Fraunhofer-Instituts fir Solare Energiesysteme ISE, in
2001 gegrindet, gehort der Standort seit 2014 zur temicon
GmbH. Hier wird die Laser-Interferenz-Lithographie z.B.
fir das groltformatige Mastering von Anti-Reflexions-
strukturen, sogenannten Mottenaugen, eingesetzt.
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Unsere Vetr

ebspartner

CORNES

= NIL TECHNOLOGY TECHNOLOGIES

ETCHFORM BV =

= TEMICON USA

JEcmicon

micronano solutions

temicon USA Office
Sarasota, Florida

Kontakt: Francis Shea jr.

& +1-941-730 8213

E-Mail: shea@temicon.com

NL

NIL TECHNOLOGY

NIL Technology
Diplomvej 381

DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark

Kontakt: Brian Bilenberg
@& +45 31719037

E-Mail: bb@nilt.com

ETCHFORM

€~

ETCHFORM BV
Arendstraat 51

NL-1223 RE Hilversum
Netherland

Kontakt: Johan van der Kraan
&= +31 356855194

E-Mail: johanvanderkraan@etchform.com

. KEDEM

TECHNOLOGIES

KEDEM

Technologies

Kedem Technologies

31A/6 Kedem St.

Shoham, 60850

Israel

Kontakt: Ari Mizrachi

@& +972 54 6888237

E-Mail: ari.mizrachi@kedem-tech.com

GERMANEET=Z
b W5 SE fE4EF A3 A R4 )

Germantech Co., Ltd.

Room 15A 08

Building B Techart Plaza

No. 30 XueYuan Road

Haidian District

100083 Beijing

China

%@ +86 10-82867920/21/22

E-Mail: contact@germantech.com.cn

amr.lﬁ:

ADST Co., Ltd.

ADST Co., Ltd.

3F Samik Bldg.

#306-4, Yangjae-dong, Seocho-gu
Seoul, 137-896

Korea

& +82-2-529-8910

E-Mail: salesgr@a-dst.com

= TEMICON HQ & PRODUCTION
= TEMICON FREIBURG
GERMANTECH =

ADST = mm

“KYODO

INNOX

Imnmo>X

INNOX Co, Ltd.
Katsukawa Bldg. 2F
2-12-15 Marunouchi
Nakaku, Nagoya
460-0002 Aichi

Japan

Kontakt: Tomoharu Inoue
@ +81-52-2021115
E-Mail: info@innox.co.jp

CORNES

Technologies

Cornes Technologies Ltd.
Head Office

Cornes House

5-1 Shiba 3-chome, Minato-ku
Tokyo 105-0014

Japan

& +81-3-5427-7568

E-Mail: ctl-science@cornes.jp

Solutlon Provider ——

- <« KYODO

INTERNATIONAL INC,

|..|II'

KYODO International Inc.
2-10-9, Miyazaki

Miyamae-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa-ken, 216-0033
Japan

Kontakt: Kenji Kato

& +81-044-852-7575

E-Mail: denshi@kyodo-inc.co.jp
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Wemicon

WWW.temicon.com

temicon GmbH

Hauptsitz

Konrad-Adenauer-Allee 11
44263 Dortmund
Deutschland

@ +49.231.47730-550
@ +49.231.47730-555

info@temicon.com
www.temicon.com

Produktion

Carlo-Schmid-Allee 3
44263 Dortmund
Deutschland

& +49.231.47730-7700
@ +49.231.47730-7755

Standort Freiburg

Wiesentalstrale 29
79115 Freiburg
Deutschland

%@ +49.761.137 3155-0
@ +49.761.137 3155-66

micronano solutions
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